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52/2010 Kiel, 12. März 2010 

 

Ein Tag hinter Gittern: Petitionsausschuss in der J VA Neumünster 
– Einladung zum Fototermin 

 
Kiel (SHL) - Die Arbeits- und Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neu-
münster stehen im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Petitionsausschusses. Unter 
Leitung der Vorsitzenden Katja Rathje-Hoffmann informieren sich die  Mitglieder des 
Petitionsausschusses am kommenden Montag, 15. März, ab 10:00 Uhr  vor Ort über 
die aktuellen Entwicklungen in der Haftanstalt. 
 

In Gesprächen mit der Anstaltsleitung, dem Anstaltsbeirat, dem Personalrat, der Schwerbe-

hindertenvertretung und der Gefangenenmitverantwortung wird sich der Ausschuss mit der 

Situation befassen. Eine Besichtigung der Anstalt und eine Sprechstunde des Ausschusses 

für Insassen der JVA runden das ganztägige Programm ab.  

Der Ausschuss wird den Besuch auch dazu nutzen, sich über die vielfältigen Möglichkeiten 

der Ausbildung und Umschulung, berufsorientierende und berufsbildende Maßnahmen sowie 

Schulkurse und über besondere Hilfsangebote und Behandlungsmaßnahmen zu informieren. 

Die Justizvollzugsanstalt Neumünster ist die zentrale Ausbildungsanstalt des Landes 

Schleswig-Holstein. Die Angebote werden auch an interessierte Gefangene anderer Anstal-

ten vermittelt. 

Die bei dem Besuch gewonnen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Beratung von Pe-

titionen aus dem Bereich der JVA Neumünster und können Anstöße zur Verwaltungskontrol-

le geben und Ausgangspunkt für Empfehlungen des Petitionsausschusses an den Gesetz-

geber sein.  

Einladung zum Fototermin 

Vor Beginn des Programms in der JVA stehen die Ausschussmitglieder um 9:45 Uhr vor der 

JVA (Boostedter Straße 30, 24534 Neumünster) für Foto- und Filmaufnahmen zur Verfü-

gung. Das Programm selbst ist nicht presseöffentlich. 


